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…………… Duemila anni orsono i Romani assoggettarono il mondo grazie alla tecnica, 

alla strategia e soprattutto alla tecnologia delle loro armi.

Oggi le armi le lasciamo fare a chi le sa fare, 

perÒ la tecnologia nanoceramica (HCNF) ve la forniamo noi …………………

…… Two thousand Years ago the Romans subjected the World thank to the tecnic, 

strategy and especially the tecnology of their weapons. Today we let the weapons do to those who do know, 

however, the technology of nanoceramic[HNCF], We will give us……. 



Sviluppate a metÀ degli anni novanta su specifica richiesta per impieghi prettamente governativo-militari 

le nanoceramiche sono nate per la necessitÀ di avere qualcosa di veramente innovativo e performante 

nel mondo delle armi leggere senza dover variare le caratteristiche intrinseche dei componenti base 

e senza dover effettuare variazioni di rilievo a livello dimensionale; cioÈ creare un “qualcosa” che 

potesse veramente far effettuare un salto di qualitÀ all’arma comune(senza dover cambiare il con-

cetto base di arma e senza effettuare nessun stravolgimento meccanico o strutturale della stessa). 

A questo proposito nacque il progetto “HNCF™” (Hard nano-ceramic Finishing™), ovvero produrre un 

microfilm che una volta depositato, incrementasse alcune qualitÀ dell’arma senza dover sostituire i 

materiali base impiegati con altri piÙ qualificati(tipo quelli in uso per i settori aeronautico/aerospaziale), 

consentendo un notevole incremento delle caratteristiche generali dell’arma fino ad allora molto contenute. 

Dopo anni di ricerca e test sul campo si sono ottenuti una serie di prodotti(depositi) che rientrano sotto il 

progetto e brand HNCF™, i quali conferiscono agli elementi trattati caratteristiche superficiali molto piÙ 

performanti di parecchie volte rispetto alle condizioni base originali, agendo sulla miniaturizzazione di 

particelle (nanoparticelle) metallo-ceramiche e ceramiche in ambiente sterile ed amorfo.

Developed in the mid-nineties on request for specific uses purely military-government the nanoceramics has led to need 

to have something truly innovative and high performance in the world of small arms without changing the intrinsic 

characteristics of the basic components and without making changes dimensional relief at that is; create “something” 

that really could have performed a qualitative leap in the common guns (without changing the basic concept of weapon 

and without making any mechanical or structural distortion of the same). In this regard, was born the HNCF™ (Hard 

nano-ceramic finishing™) project or create a microfilm that once deposited, increase certain qualities the weapon without 

replace the basic materials used, with other more qualified (like those used for the aeronautical/aerospace), allowing 

a significant increment of general characteristics of the weapon until then very limited. After years of research and 

field tests, we obtained a series of products(deposits) covered under the project and brand HNCF™, which give the facts 

dealt with much more surface characteristics of performance several times compared with those original base, acting on 

miniaturization of particles(nanoparticles) ceramics in a sterile and amorphous environment.

storia - history



















La tecnologia HNCF™ consiste nella miniaturizzazione 

(con forti campi elettromagnetici) di particelle 

ceramiche in ambiente sterile/amorfo, confluendo sui 

pezzi un flusso di nanoparticelle che ben allineate 

formano il microstrato nanoceramico ad altissima 

densitÀ. La tecnologia comparata a quelle attuali presenti 

sul mercato mostra una maggior redditivitÀ in termini 

di resa/vitalitÀ del pezzo trattato rispetto agli 

standard odierni. Il deposito ha spessori variabili 

tra i 2,5 ÷ 26μm in crescita sulla parete, con durezze 

fino 9 volte superiori rispetto alla classica 

cromatura dura. L’attrito viene ridotto fino ad un 

-95% rispetto ai trattamenti convenzionali, quindi 

minor rischio di inceppamento/usura e maggior resa 

dell’arma/percussore. I requisiti conferiti danno 

una forte resistenza alla corrosione/ossidazione/

abrasione, un’altissima durezza superficiale, un basso 

stress strutturale un’altissima resistenza termica e 

fungono da lubrificanti secchi. Non ha interazione con 

le polveri incombuste, il piombo e i componenti di 

sparo (arma sempre pulita), consente l’impiego di 

munizionamento ad alte prestazioni, dona una bassissima 

rugositÀ superficiale, un’aspetto cromatico gradevole 

e innovativo e dÀ maggior longevitÀ all’arma. 

I “nano ceramici” HNCF™ superano abbondantemente il 

limite di resa delle deposizioni tradizionali galvaniche e 

non o del PVD, rendendo l’arma molto piÙ performante.

HNCF
nanoceramic

HNCF
ceramic

HSS
basic material

PVD

tecnologia - technology

The HNCF™ technology consist to the miniaturization with strong electromagnetic fields of ceramic particles in a sterile/

amorphous environment, that has a flow on parts of nanoparticles that form the well-aligned nanoceramic microlayer 

to high density. The technology compared to those existing in the market shows a higher profitability in terms of vitality 

of the piece treated with respect to current design standards. The thickness varying between 2,5 ÷ 26 μm. on the surfaces, 

with hardness up to 9 times higher than the traditional chromium plating. The friction coefficent is reduced until -95% 

compared to conventional treatments, and lower risk of jam/wear and increased yield the weapon. The requirements con-

ferred a strong resistance to corrosion/oxidation/abrasion, high surface hardness, low structural stess, high thermal 

resistance and act as dry lubricants. We have no interaction with unburned powder, lead and their shot (weapon always 

clean), allows the use of high-performance ammunition, gives a very low surface roughness, color and innovative look 

and gives the greatest longevity at the weapon. The “nanoceramic” layers HNCF™ exceed the maximum yield of traditional 

galvanic deposition or PVD coatings, making the weapon much more performant.



tactical
materiale di base  basic material

Acciaio - steel

Acciaio inox - stainless steel

titanio - titanium

alluminio - aluminium

magnesio - magnesium

spessore 

thickness

2,5 ÷ 8 μm

resistenza
alla corrosione

corrosion
resistance

78 ÷ 81 hours

performance
materiale di base  basic material

Acciaio - steel

Acciaio inox - stainless steel

titanio - titanium

alluminio - aluminium

magnesio - magnesium

spessore 

thickness

12 ÷ 16 μm

resistenza
alla corrosione

corrosion
resistance

175 ÷190 hours

commando
materiale di base  basic material

Acciaio - steel

Acciaio inox - stainless steel

titanio - titanium

alluminio - aluminium

magnesio - magnesium

spessore 

thickness

22 ÷ 26 μm

resistenza
alla corrosione

corrosion
resistance

275 ÷ 300 hours
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OXID-TT
materiale di base  basic material

alluminio - aluminium

magnesio - magnesium

spessore 

thickness

55 ÷ 60 μm

resistenza
alla corrosione
corrosion
resistance

> 1.100 hours

OXymil
materiale di base  basic material

alluminio - aluminium

magnesio - magnesium

spessore 

thickness

100 μm

resistenza
alla corrosione
corrosion
resistance

> 2.500 hours

***

***

non disponibile - solo ad uso militare     not available - military only

cromatura dura
materiale di base  

basic material

acciaio - steel

spessore 

thickness

800 μm

chromium plating

brunitura
materiale di base  

basic material

acciaio - steel

spessore 

thickness

standard

resistenza
alla corrosione
corrosion
resistance

20 hours

brunishing
***

resistenza
alla corrosione
corrosion
resistance

55 ÷ 110

***
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brunishing

2500
2000
1500
1000

500

300

250

200

150

100

50

0

oxymil

2500 2500

oxid-tt

1100

commando

300

275

performance

190

175

tactical

81
78

PVD

21

cromatura
chromium plating

110

55

2020

1100



I “nanoceramici” HNCF™ superano il limite di 

rendimento delle deposizioni tradizionali 

galvaniche e dei rivestimenti PVD, rendendo piÙ 

performanti le armi in nanoceramica. Data la 

forte richiesta del mercato globale e viste le 

performance ottenute, ha generato diversi fenomeni di 

imitazione; tecnologie assimilab li alle verniciature e 

similari, ai depositi PVD-decorativi od a semplici spray, 

vengono spacciate come depositi nanotecnologici. 

Per salvaguardare i beneficiari che hanno 

nobilitato l’arma con la tecnologia HNCF™ 

abbiamo registrato un marchio che identifica la 

peculiaritÀ del pezzo trattato con la nanoceramica 

HNCF™ salvaguardandolo dalle imitazioni. Tramite il 

laser abbiamo prodotto un marchio stratificato che 

intacca i vari livelli del deposito creando un effetto 

“a rilievo” o “ad ologramma” garantendo al possessore 

la “certificazione” e la “rintracciabilitÀ” del deposito.

Essendo la tecnologia non convenzionale e le 

temperature di deposizione variano tra i 100°÷ 600°C. 

si cosiglia di chiedere preventivamente l’idoneitÀ dei 

prodotti in quanto non tutti possono essere trattati.

The “nanoceramic” layers HNCF™ exceeding the performance of 

traditional galvanic deposition and PVD coatings, making the 

most powerful weapons in nanoceramic. Given the strong demand 

of global market and see their performance, has generated 

various phenomena of imitation technologies similar to painting, 

PVD-decorative depositions or a simple spray deposits are split 

as nanotechnology. To protect beneficiaries who have ennobled 

the weapon with the technology HNCF™ we had a brand that 

identifies the specific nature of the piece treated with the 

nanoceramic HNCF™ protected by imitations. With the laser 

we produced a stratified mark that affect the different 

levels of storage by creating a “relief” or “hologram to” 

guaranteeing the holder the “certification” and “traceability” 

of the deposit.

HNCF™ is not a conventional technology, the deposition 

temperatures are 100°÷ 600°C.; we recommend you to ask in 

advance the suitability of the products because not everyone 

can be treated.

garanzia di qualitÀ - quality



www.hncf.eu - info@hncf.eu      www.hncf-nanoceramic.com - info@hncf-nanoceramic.com      www.hncf-mil.com - confidential@hncf-mil.com


